Lift-Control Plus

Systeme combiné pour sinus lift
Approche latérale et crestale

Le systeme combine Lift-Control Plus propose des instruments particulierement
adaptés a la réalisation de sinus lift interne ou externe. Pour le sinus lift interne, I'os
situé a l'intérieur du site implantaire est déplacé en direction du sinus maxillaire. Cette
procédure est adaptée pour les augmentations dans les cas de défauts mineurs avec
hauteur osseuse résiduelle de plus de 6 mm. Pour la réalisation de sinus lift externe,
apres acces latéral par la paroi du sinus maxilaire, la membrane de Schneider est
détachée grace a I'utilisation de divers instruments manuels et soulevée cranialement
du planché sinusal. Il est ensuite possible d’insérer du matériel d’augmentation sous la
membrane.
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Lift-Control Plus

Résumé

e Kit complet pour approche latérale et crestale du sinus lift
* Instruments rotatifs et instruments manuels

* Instruments manuels anti-reflet pour I'approche latérale

Meisinger France

Q, 0426787483

DK commande@meisinger.fr




Lift-Control Plus

Pointeur Instrunsens damastés foret dogansion

A ' t 3 o A

H AE m: ul j :

i =
Ref. 186RF Bzoo4 & ono4 HZO(M

i 204 106 106 205
Taille? 018 030 040 034 027 034 039 045 049
Longueur mm 12,0 - - g 110 120 120 120 110 10
x S 7 = - = 117 244 296 355 407
1r 18 30 40 16 34 27 34 39 45 49
" 106=HP XL, 204=RA 205=RAL  *Diamétre e pusargede I parti ravailante en diéme de MM 7 Diamarre minmum “|__|* Diamre extono
dir I risque ne

(@ Arechrustns

Heaters /ostotones Ouilimpact

Ref.

Taille? 0

Longueur mm 16.0 16.0 160 16.0 16.0 100.0
1 3.0 35 40 51 50 =

Diamétre le plus large de la partie travaillante en dixiéme de mm “|_|* Diamétre externe

nsruments sl

et} ] o | w ] s | TL19

Sinuslift Condenseur

Nom Sinuslift Sinuslift

Longueur mm 173.0 173.0 172.0 181.0

Applicateur

182.0

Gauze Packer Luniatschel

160.0



Lift-Control Plus

En option

Longueurmm 190

Recommandation

Pour une approche crestale du sinus lift, une hauteur osseuse résiduelle d’au moins 6
mm est recommandée.




